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f Sustrato A 
I Terminado j

Retirar el 
molde

*€olocar un molde con altos relieves 
cilindricos en un recipientede potiestireno.
-Verter una preparacidn de 
potidimetilsiloxano transparente y 
opticamente claro dentro del recipiente.
-Reposar la preparacidn en bomba de 
vacio durante 15 minutos.
-Reposar durante 48 boras a temperatura 
ambiente.

- Agre^ a cada pozo un vc<um«n 40 pL de una 
mezcia dedddo niinco (HNOa. 70 %) y jiddo 
sutfdrtco (H2SCU, 98 %) durante 5 minutos.
- Enjuagar al menos ires veces con agua 
uivapura.
- Apiicar una soiucidn de 40 pL de (3-aminopropi() 
trt«toxt$iiano(APTES) diiuida en etanoi absoiuto 
aiSH durante 15 minutos.
- Secar en homo a lOO^ durante 60 minutos.
- Reposar a temrpatura ambiente durante 10 
minutos.
- Enjuagar con etanoi dos veces.
- Agregar40pLde unasotuddn de Cu5O4 al 1%
durante 5 minutos:
- Enjuagar con agua uivapura dos veces; y
- Oepo$itai4OpL de nanopanfcuias meUilcas 

activas centrifugadas en los tondos de los 

POZOS.


